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Empfohlene Reinraumklassen
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pure GmbH
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Griinwald

Geschaftsfuhrung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG Minchen HRB 171307

Mundschutz KC Entenschnabel #62484
pure!l-Nr.: 1103409, Marke: Kimtech

Eigenschaften

Marke: Kimtech

Art des Mundschutzes: Reinraum-Mundschutz
Gebrauch: Einweg

Fixierung: mit Kopfband

Material: Polyethylen/Polyester

Anzahl Lagen: 3

Halsabdeckung

Passform: breit

Farbe: Weil3

Verpackungsform: Beutel

Anzahl in kleinster Unterverpackung: 50
Breite in cm: 25 cm

Latexfrei

Materialzusammensetzung: Mischmaterial
Nasenbigel

Polyester/PES (leitfahig): 50 %
Polyethylen: 50 %
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Produktvarianten

Material

e Polyethylen/Polyester

Verpackung
e 300STK

purel-Nr.: 1103409, Mundschutz KC Entenschnabel #62484

Fixierung: mit Kopfband; Breite: 25 cm / VE: 300STK
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KIMTECH

Kimtech™ M3 Maske im Taschendesign bietet ein
hohes Maf3 an Komfort und Sicherheit im Reinraum
sowie nahtlosen Schutz, wann und wo immer es
darauf ankommt. Die Gesichtsmasken im
Taschendesign bestehen aus einem schitzenden
Innengewebe, eignen sich fur unsterile Anwendungen
sowie flir den Einsatz in Reinraumen und Labors mit
ISO 3 oder hoher.

Unsere M3-Gesichtsmasken im Taschendesign
verringern das Kontaminationsrisikound bieten im
Vergleich zu gefalteten Masken hoheren Komfort
und leichtere Atmung. Sie verfligen Uber ein flexibles

Kopfband in Einheitsgrof3e und einen sicheren
Halsschutz, damit sich der Trager auf die Arbeit

Kimtech™
M3 Maske im

/ Taschendesign

‘\

Gesichtsmaske im
Taschendesign
furleichtere Atmung

Halsschutz und durchgehende
Dichtung fur eine klare Sicht

A Sicherer Sitz zur
Verringerung
von Kontamination

anstatt auf seine Schutzausriistung konzentrieren
kann. Eine durchgangige Abdichtung sorgt fiir
geringeres Beschlagen und klare Sicht. Die Masken
sind frei von Latex und Silikon, wodurch das Risiko
von Hautreizungen verringert wird, und bieten eine
hohe Partikel- und Bakterienfiltration. Dartber
hinaus werden die M3-Gesichtsmasken in einer
FDA-konformen Einrichtung hergestellt, um die
Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen
Vorschriften zu gewahrleisten. Sie werden mit allen
relevanten technischen Informationen ausgeliefert.



KIMTECH

Kimtech™ M3 Gesichtsmaske im Taschendesign

Durchgédngige Abdichtung

gegen Beschlagen Flexibles Kopfband

in Einheitsgrofie

Silikon- und latexfrei

Halsschutz verringert
das Risiko von
austretenden

Partikeln

'€ Kimberly-Clark

PROFESSIONAL

Hauptmerkmale

> Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur
Vermeidung von Kontamination

) Geeignet fir den Einsatz in Reinraumumgebungen
und Labors der ISO-Klasse 3 oder hoher. Erganzende
technische Informationen als Beleg der Einhaltung von
Vorschriften sind enthalten

) Hergestellt aus schiitzendem Innengewebe mit einer
durchgehenden Dichtung, um das Beschlagen zu
reduzieren und eine klare Sicht zu gewahrleisten

Y Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Silikon,
wodurch das Risiko von Hautirritationen fur den Trager
verringert wird

> Unsterile Gesichtsmaske im Taschendesign mit sicheren
und bequemen Kopfbandern und sicherem Halsschutz

Qualitatsstandards
> Hergestellt gem&f Qualitatssystem 1SO 9001

Kimtech™ M3 Gesichtsmaske im Taschendesign

Artikels Gesamt/VE
nummer
6 Beutel x
62484 Universal Weil3 50 Masken =
300 Masken

Physikalische Eigenschaften (Mindestwerte)

Bakterien-
filtrationseffizenz
Effizienz (BFE) bei

0,3 um

ASTM F2101 290%

Partikelfiltration
Effizienz (PFE) bei
0,1 um

ASTM F2299 299%

Differenz
druck
(DP) > mm H,0/cm?

ASTM F2100-19 <5

Partikel-
freisetzung
20,5 um

IEST RP-CC003.4 Cat | (<460)

Besuchen Sie uns unter www.kimtech.eu. Bei Fragen konnen Sie uns auch eine
E-Mail an kimtech.supportfdkcc.com senden.
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